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OPTIMISEZ LA PREPARATION DE VOS GREFFONS DMEK AVEC LA TECHNOLOGIE MORIA

Moriq, votre partenaire pour
une préparation de greffon DMEK maitrisée

La DMEK est devenue une technique de référence de greffe de cornée'. Néanmoins, la difficulté de celle-
Ci a imposé jusqu'd présent une courbe d'apprentissage élevée?. Conscient de cette diffculté, Moria a
développé un punch afin de vous aider & standardiser cette procédure.

Ce punch posséde une base stable et ergonomique afin d'assurer un geste précis et sGr dans un confort
de travail optimisé. Le puits, profond, enveloppant et disposant d'un systeme & double aspiration, est
congu pour garantir un maintien sécurisé de la cornée donneur pour assurer une incision soignée et
nette de celle-ci. Enfin, la technologie de la lame gardée développée par Moria permet de faciliter la
recherche du plan de clivage pour éviter la déchirure du greffon et préserver ses cellules endothéliales.
Ce punch gardé profond est ainsi votre allié idéal pour une DMEK contrdlée et reproductible.

Le punch gardé profond,
une offre adaptée a vos besoins

Votre objectif Notre offre

Incision finale uniquement

Pelage périphérique + incision finale

LE PUNCH GARDE PROFOND DEEP WELL

PRECISION R

« Lame double biseau pour une
incision précise

*Lame sur 360° pour une
profondeur d'incision uniforme

ASPIRATION

EFFICACE 4%
Systéme de succion homogeéne

avec double aspiration permettant
un maintien optimal de la cornée

MARQUAGE "S" FACILITE

4 trous cardinaux non aspirants pour faciliter
le marquage "s” de la face stromale

ERGONOMIE

Base abaissée pour un
confort de travail optimisé

Moria

Endothélium

CONTROLE

Lame gardée, idéal pour la recherche du
plan de clivage

Descemet
Stroma

Couvercle en acier inoxydable et base en
aluminium pour assurer une descente
contrélée

Fenétres de visualisation larges pour plus de visibilité

POSITIONNEMENT OPTIMISE

« Rainure de centrage de 8,5mm pour un
positionnement précis de la cornée

* Puits profond et enveloppant, épousant la forme
de la cornée congu pour garantir sa tenue

STABILITE

Base large et stable avec empreinte
pour une prise en main optimale

Cornée

| Puits doublement incurvé

—— Réceptacle

Moria



REFERENCES - PUNCH GARDE PROFOND

DEEP WELL

* Kit complet avec une base, une lame et une seringue

Kit entier - Punch gardé seul - Usage Unique

Références Diamétre de découpe
Pour incision finale

17212D750 7,5 mm

17212D775 7,75 mm

17212D800 8 mm

17212D825 8,25 mm

17212D850 85 mm
Pelage périphérique

17212D950 9,5 mm

17212D1000 10 mm

* Lame seule pelage périphérique

Porte lame gardée seul - Usage Unique

Références Diamétre de découpe

17213D950 9,5 mm

17213D1000 10 mm
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« A destination des professionnels de santé

« Fabricant: Moria S.A.

« Classe du dispositif médical: Is
» Organisme notifié: GMED 0459
- Lire attentivement les instructions figurant dans la notice ou sur 'étiquetage remis au professionnel de santé
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